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Hydrogen is attracting attention as a clean energy because it produces only water when it burned. 

However, since the industrial hydrogen generation uses fossil fuel, further improvement is required. 
Therefore, in our laboratory, we have developed hydrogen generation catalyst under weakly acidic 
conditions using N2P2-type Ni complexes[1] and evaluated the difference in catalytic efficiency by the 
counteranions [2]. In this study, we investigated the catalytic activity by the different amino groups in the 
second coordinating sphere (Fig. 1).  The Ni complex with tertiary amino group showed more effective 
catalytic activity than the other ones with secondary and primary amines under the same condition. (Fig. 
2).  
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水素は燃焼時に水のみを生成することからクリーンなエネルギー源として注目されている。

しかし、工業的な水素生成法では化石燃料を原料にしているためカーボンニュートラルが求

められている現代において更なる改善が求められている。そこで当研究室では N2P2 型の Ni
錯体を用いた弱酸条件下で水素生成触媒の開発行い[1]，対イオンの効果による触媒効率の違い

について評価してきた[2]。本研究では錯体触媒の第二配位子圏に存在するアミノ基の級数を変

化させることにより、アミノ基の効果による触媒活性の違いについて調査をした（図 1）。そ
の結果アミノ基の級数が高いほど触媒活性が高くなることが分かった（図 2）。 

 
図 1 錯体の構造           図 2 錯体の TOF 比較 
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Figure 1b. Structure of Ligands and complexes 1-3
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Figure 9. Plots of TOF s−1 vs HOAc/μL for 1−3 in MeCN containing 0.1 M [n-Bu4N](ClO4) at a
scan rate of 500 mV/s.
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